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細 胞 ア レ イ ヤ － 細 胞 ア レ イ ヤ － 細 胞 ア レ イ ヤ － 

本製品は従来、高価な設備が必要とされる細胞アレイの製作を、紫外線と
オゾンを利用することで、大学など研究室単位で簡易的に製作する目的で
開発した表面処理装置です。

型式：EKBIO－1100

本製品は九州工業大学 春山哲也教授との共同研究により開発致しました。
＜特許出願中＞

PEG基板（ガラス製）

ステンレス製マスク

主な用途
１．細胞アレイ基板の製造
２．実験器材の簡易的な除菌
３．その他表面処理（表面改質など）

槽内のオゾンは、内蔵されているオゾン分解器により分解しますので安全です。

製品仕様
細胞アレイヤ－　

EKBIO－1100

AC100V　50Hz／60Hz（手動切換え）

270Ｗ

5～35℃（結露がないこと）

Ｗ240× Ｈ170 × Ｄ175　（ｍｍ）　突起部含まず

Ｗ615 × Ｈ310× Ｄ400　（ｍｍ）　突起部含まず

約27ｋｇ

オゾン発生ランプ（6Ｗ×2本）、放電式オゾン発生器、オゾン分解器、予熱用ヒ－タ（壁面）

ステンレス製シャ－レ（加湿用）、棚板

紫外線ランプ（グロ－ランプ）／ オゾン分解器

PEG基板　／　ステンレス製マスク　／　流量計（酸素、窒素用）　／　除菌用循環ポンプ　
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PEG基板にマスクをセット

紫外線／オゾン処理

細胞外接着因子（ECM）吸着
（フィブロネクチン等）

 細 胞 播 種

CHO細胞
マスク形状に依存して接着

カルセイン－AMによるエステラ－ゼ
活性評価（細胞活性を維持している）

特　長

細胞をアレイ化するためには、細胞接着領域と非接着領域を制御する必要があります。
本装置では、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）で化学修飾したガラス基板（ＰＥＧ基板）に孔加工を施し
たマスクで覆い紫外線／オゾン処理することで、細胞接着領域と非接着領域を制御し、高価な設備を使用
せずに細胞をアレイ化することができます。また、マスクの孔径を変更することにより、接着させる細胞
数を制御することが可能です。

1.細胞アレイ基板の製造

紫外線とオゾンガスで実験装置の除菌が可能です。
表面は紫外線で除菌し、チュ－ブの内部には処理槽内で発生させたオゾンを循環し、除菌できるよう
循環ポンプを設置することができます。（オプション）

2.実験器材の簡易的な除菌

紫外線とオゾンを利用して表面改質を行うことができます。

3.その他 表面処理（表面改質など）

アレイ化の手順
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